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@d\ Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Ocena jakoSci cukru

A Kryteria fizyczne:
-ksztagt krysztag- - w,
- konglomeraty (zrostki, zlepki),

-wi el koSl ziarna i jej rozkgad (1
-odbicieSwi at § a,
-pogysk,

- cukier jest przesuszony (zawiera twarde grudki),

-cukierj est ¥l e odwirowany )(zawiera

-cukierj e st wzaniecryszezony ( U- gt e zeskapywénia
cukrzycy lub odciekuzwi r - wa&i pr zepoSni k

-cukierj est za gor Ncy. lub za chgdgodn:
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@ﬁj‘} Zanieczyszczenia technologiczne w cukrze
UKL . 2 .
N 0Ocena jakoSci cukr u

ACzynni ki zwi Nzane ze skgade
-cukier jest wilgotny (zawartoSi
- kondycjonowanie,
-popi - g,

-metale cinUki e,
- dwutlenek siarki,

-mnty,
-pr - ba pianowa,
-odpornoSi cukru,

- zapach i smak,
-wartoSl pH,
-czystoSI.
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@d\ Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

A s . ~

- ZawartoSl| met al I cl nUKI ch
wg specyfikacii:

- 00w (-fdxp,1 mg/kg
- Kadm (Cd) - max 0,02 mg/kg
- Rt f{Hg) -max0,01mg/kg
- Arsen (As) - max 0,1 mg/kg
- Mi ed ¥ -m&d,p mg/kg
t el az omdxH,B8 mgl/kg
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- dwutlenek siarki

Aby katalitycznie za
mi ndzy Sl adami i nwer
zwi Nzk-w barwnych, p

magych il oSci dwutl e
przed wws&krukN.k tego

Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

hamowal r ea
tu i ami nok
owszechni e

nNku si ar ki
moUna znal

siarki w cukrze biagym.

Nadmi erna zawartoS]

puszek, zawi eraj Ncych Srodki spoU:

- Skgadni k adwetlengkesiarkiy ni e

dwut | ekndkruo zs

~

wi icej nil

- MoUl i woSI wzrostu popiogdgu w cuk.i

Zakopane 16-17 maja 2016



Polsld Zanieczyszczenia technologiczne w cukrze

Ocena jakoSci cukru
AWgasnoSci roztwor-w cukru:
- zabarwienie

-miAtnoSi
ACiaga: obce
- drobnoustroje,

- zawiesiny (substancje nierozpuszczalne),
- pstrociny -c¢ i t (karwnec z Ns 't ki ,
nawet rozpuszczalne, np. grudki

cukrzycy
wi doczne

dostateczni e
gogym okiem

(
n
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@d\ Zanieczyszczenia technologiczne w cukrze
ACi aga obce:

Drobnoustroje. Przyczyny pierwotne:

ni edostateczna fi1ltrac
i

zakaUeni a
wi |l got noSI

-Fi Il trac) a

] a
powi etr za Z
produkt u.

S 0ku gyroputseamndard))

-Wir - wki cukru biagego,

-Suszeni e
-ZakaUeni a
-ZakaUeni a

chgodzeni e,
Z powletrza,
Z aparatury.
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@ﬁﬁ‘} Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
M pal ‘o
\/ Dopuszczalnaz a wa r mez8flli w cukrze krysztale:

Og - | na baktera mdzdailnych: 200 (jtk)/10g

Dopuszczalna zawartoS|l tern
- Og-Ina liczba przet 50 §tk)noigk - w t €

- Przetrwal ni ki bakteri. plowa 8 mue¢ d
(Bacillus stearothermophilus) 75/10 g,

- Przetrwalniki bakterii anaerobowych (wytw. gazy): 4 kolonie/6
(Clostridium thermosaccharoliticum, prob- we
Bacillus asterosporus, Bacillus polymyxa)

- Przetrwal ni ki bsikarek o wo @& ketornieZ6N c

(Clostridium nigrificans) prob- we
-Bakterie wyt waeueoagstic meséhternidgs) (
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@ Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
Bakteri e c¢howalkxe kwysatatez e

- Enterobacteriaceae

- grupa coli

- Escherichia coli

- Staphylococcus aureus

-paci orkowce kar gowe

- Listeria monocytogenes

Og - | na blaika zlra | c h omeolleone Vg r c zy c h
- Salmonella sp.

-Alicyclobacillus sp.
-Og- I na |l iczba bakt enieobecned2b@r ob ot
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\?% Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
Pl eSni e
W cukrze krysztale
- 10 (jtk)/10 g

DroUdUe
w cukrze krysztale
- 10 (jtk)i1o g
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

oukiey

- Pomieszcze®& produktowni i pakov

Bakterie mezofilne pl eSniedroUdUe

Sci aloy j t k) / 25 ¢ m) 10

posadzki 500 (jtk)/25¢c m| 10 10

- Maszyn i wurzNdze@ stykaj Ncych sin
150(j t k) / 25 ¢ mpo 10

- Powietrza pod wir-wkami, w pakowni

Pod wir - wBg08 mi 10 10

Pow. w pakowni 600 10 10

Pow. w magazynie 600 10 10

Zakopane 16-17 maja 2016
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Powi etrzach@yoadNddNaeego cuki e

- Czerpnia powietrza:

Bakterie mezofilne pl eSni e

400 (jtk)/1 mj powietrza 10 10
- Dgoni e pracowni k- w,

Bakterie mezofilne pl eSni e

300 (tk) / pow. obu d@dgoni 0
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Srodk - w

Bakterie mezofilne
150 (j t k) /p@ws

transportu

~

pl eSni e
c mj 10

Opakowania cukru,

Bakteri e mezofilne

20(jtk)/ 25

cm] olpak.

10

cukru |

dr oUdU

Zakopane 16-17 maja 2016
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Polsld Zanieczyszczenia technologiczne w cukrze

A Pochodzenie: organiczne i nieorganiczne, sensoryczne
(smak, zapach), ferromagnety

1. Surownia

-ruroci Ng oparu pobieranego w
ci Snienia (iu¥apata pr-Uni)
-ruroci Ng opar -w do przeparowa
warnikzwzdl noSI armatury odcir
-r ur oc i Ktrowepdo grzeparowania: przepustnic
napgywowych cukrzycy do wir - -w
cukrzycy I, pomp, wir - - wek.
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@a\ Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

2. Produktownia
- Ruroci Ng cukrzycy zarodowej
- Warni ki (wewnntrzna strona komory wa
parowania przepustnic, napgyw i pr ze
ruroci Ngi wyr -wnywania pr-uni)
- Rozdzielacz cukrzycy
- Wi r - wki cukrzyc
syrop od wybiel
- Pompy odci eku (
- Suszarka cukru
Pygu)
- Oddzielacz grudek
- Rozdrabniacz grudek
- Odci ek jasny i ciemny (skrz
- Grzani e skrzy® odci ekowych
- Filtracja syropu standard

A (woda do warni k-w
ni a, -pozykey@eh o Sni ki dr o
arowanie, parametry
f

y
a
P
(filtracja powietrza,

=S aVAWY
\AA " »
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A Pochodzenie:

Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Filtracja syropu
standard

Zakopane 16-17 maja 2016
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
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PolsK Zanieczyszczenia technologiczne w cukrze
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Polskt ™ Zanieczyszczenia technologiczne w cukrze
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A Pochodzenie:

Rur oci
zarodowe]

Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Vd

N'Q

C
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

A Pochodzenie:

Warniki

Zakopane 16-17 maja 2016

23



Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Zakopane 16-17 maja 2016
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Polsld Zanieczyszczenia technologiczne w cukrze

Zakopane 16-17 maja 2016
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Pochodzenie:

Rozdzielacz cukrzycy |

Zakopane 16-17 maja 2016
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@d\ Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

A Pochodzenie:

Mi eszadgo

C ul

Zakopane 16-17 maja 2016
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A Pochodzenie:

Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

Zakopane 16-17 maja 2016
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

A Pochodzenie:

Pompy odci
Pompy cukrzyc

e k
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze

A Pochodzenie:

Suszarka cukru
- nagrzewnice powietrza
-mokry gapa
- filtracja powietrza
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Zanieczyszczeniatechnologiczne w cukrze
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